Solution for researching

Cesta De Limpieza De Portachips De Ptfe Personalizada,

Soporte Experimental De Polimero Alto Resistente A La

Corrosion Y Sin Lixiviacion
Numero de articulo: PL-CP264

Grabado himedo de
semiconductores

Anélisis de metales traza

Sintesis de polimeros

Fabricacién de células solares

Limpieza farmacéutica

Deposicién electroquimica

Procesamiento de
optoelectrénica

Secado a alta temperatura

Detalles de especificacion (Serie PL-CP264)

Identificacién del producto

Material principal
Estado de personalizacion

Rango de temperatura

Compatibilidad quimica

Configuracién de ranuras

Introduccion

Portachips y cestas de limpieza de PTFE
personalizados de alto rendimiento disefiados

para la investigacién de semiconductores y
polimeros. Con una excepcional resistencia a la
corrosién y propiedades sin lixiviacién, estas
soluciones a medida garantizan un
procesamiento sin contaminacion en entornos
guimicos exigentes para aplicaciones

industriales y de laboratorio de alta precisién

actuales.

Aprende méas

Sostiene obleas de silicio durante procesos de grabado con acidos para eliminar 6xidos
o definir patrones.

Limpieza de material de laboratorio y muestras en bafios de acido de alta pureza para
investigacion ambiental o geoldgica.

Soporta portacatalizadores o sustratos en reacciones basadas en disolventes a alta
temperatura.

Transporta sustratos de silicio de gran formato a través de bafios de limpieza y
texturizado de multiples etapas.

Esterilizacion y limpieza de componentes delicados de vidrio o metal en soluciones
detergentes agresivas.

Sostiene sustratos durante el recubrimiento o deposiciéon de metales en soluciones de
electrolitos corrosivos.

Limpieza y manipulacién de sustratos de vidrio o zafiro para la fabricacién de LED y
diodos laser.

Traslada obleas directamente de bafios himedos a cdmaras de secado calentadas o
hornos.

Portachips personalizado PL-CP264

PTFE virgen de alta pureza (PFA opcional disponible)

100% a medida / Fabricado por encargo

-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Universal (Todos los acidos, bases y disolventes, excepto metales alcalinos fundidos)

Personalizable (Ancho, paso, dngulo y profundidad)

Ventaja clave

La inercia quimica evita la contaminacion del bafio.

La ausencia de lixiviacién de metales garantiza la
precisién analitica.

Alta resistencia térmica y superficie antiadherente.

Construccién duradera para un rendimiento de alto
volumen.

Cumple con los estandares de alta pureza y ausencia
de contaminacién.

Aislamiento eléctrico y estabilidad quimica.

Manipulacién sin arafiazos y enjuague sin residuos.

Mantiene la integridad estructural hasta 260 °C.
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Detalles de especificacion (Serie PL-CP264)

Compatibilidad de obl Tamafos personalizados para 1", 2", 4", 6", 8", 12" o formas no estandar
Método de fabricacion Mecanizado CNC de alta precisiéon

Acabado superficial Suave, baja friccién, no poroso

Opciones de asa Integrada, desmontable o interfaz para robots

Capacidad por lote Disefiado segun especificaciones del usuario (una o varias obleas)
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